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© Transferband 

© Die Erfindung betrifft eine mehriagige Folie, insbesondere 
eine Transferfolie* Die Transferfolie besteht aus einer Tra- 
gerfolie, einer ein- oder mehrlagigen Transferschicht, die 
eine optisch variable Struktur enthait, sowie einer zwischen 
der Tragerfolie und der Transferschicht liegenden Zwischen- 
schicht, wobei die Zwischenschicht eine Metalloxid- oder 
Halbieiteroxidschicht ist. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine mehrlagige Folie, insbe- 
sondere Transferfolie, bestehend aus einer Tragerfolie 
und einer ein- oder mehrlagigen, eine optisch variieren- 
de Struktur enthaltende Transferschicht sowie einer 
zwischen der Tragerfolie und der Transferschicht lie- 
genden Zwischenschicht sowie ein Verfahren zur Her- 
stellung dieser Folie. 

Bei Banknoten, Ausweiskarten, Passen oder ahnli- 
chen Dokumenten ist es erforderlich, MaBnahmen zu 
ergreifen, welche die Sicherheit erhohen. Der Schutz 
vor Nachahmung kann deutlich erhoht werden, wenn 
diese Dokumente mit Transferelementen ausgestattet 
werden, die ein Hologramm, Beugungsgitter oder einen 
anderen mit dem Betrachtungswinkel variierenden Ef- 
fekt aufweisen. Hierzu ist bereits bekannt, Hologramme 
im Transf erverf ahren auf Karten, Banknoten oder ande- 
re Dokumente aufzubringen, die einem hohen Sicher- 
heitsstandard gerecht werden mussen. 

Der Transfer des optisch variierenden Elements, wie 
beispielsweise eines Hologrammes, erfolgt iiblicherwei- 
se so, daB es von einem Transferband unter Anwendung 
von Druck und Hitze iibertragen wird. Die Transf erban- 
der zum Obertragen von Hologrammen bestehen dabei 
aus einer Tragerfolie, einer hitzeaktivierbaren Release- 
schicht, einer thermoplastischen Lackschicht mit holo- 
graf ischer Pragung, einer Aluminiumbedampfung, einer 
Schutzschicht und einer HeiBkleberschicht Beim Ober- 
tragen des Transferhologrammes auf das Substrat wird 
die thermopiastische Lackschicht einschlieBlich der fol- 
genden Schichten mit Hilfe der HeiBkleberschicht auf 
das Substrat iibertragen, wahrend die Tragerfolie zu- 
sammen mit der thermisch aktivierbaren Releaseschicht 
beim Obertragungsvorgang entfernt werden. 

Fur viele Anwendungen hat es sich bewahrt, statt der 
thermoplastischen Lackschicht einen Lack zu verwen- 
den, der mit Hilfe von Strahlung aushartet Diese Lacke 
haben den Vorteil, daB sie beim Obertragen auf ein 
Substrat thermisch nicht verformbar sind. Oftmals wer- 
den sogenannte verz6gernd hartende Lacke verwendet, 
bei denen die Aushartung z. B. durch UV-Strahlung in- 
itiiert wird. Die Aushartung tritt jedoch erst nach einer 
bestimmten Verzogerungszeit ein. Dadurch laBt sich der 
Lack unmittelbar vor dem Pragen bestrahien, behalt 
w&hrend des Pragevorganges die erforderliche Form- 
barkeit bei und hartet unmittelbar nach dem Pragen 
ohne weitere Verfahrensschritte selbstandig irreversi- 
bel aus. Da bei dieser Verfahrensweise jedoch durch die 
Bestrahlung und die damit entstehende hohe Warme- 
einwirkung auch die Releaseschicht aktiviert werden 
kann, besteht die grofie Gefahr, daB sich die Trager- 
schicht von der Transferschicht bereits beim Einpragen 
der Beugungsstruktur in die Lackschicht vorzeitig lost 
Bei dieser Vorgehensweise wird daher auf eine Release- 
schicht meist vollig verzichtet. Releaseschichten haben 
jedoch die Aufgabe, das Ablosen des Transferelementes 
vom Trager zu erleichtern, wenn das Transferelement 
auf ein Substrat iibertragen wird. Sofern auf eine Relea- 
seschicht verzichtet wird, muB die dem Transferband 
nun fehlende Eigenschaft anderweitig erreicht werden. 
Beispielsweise lassen sich die Eigenschaften der Relea- 
seschicht in die Pragelackschicht integrieren. 

In der EP0 502 111 Bl ist hierzu ein Lack beschrie- 
ben, dessen Eigenschaften derart modifiziert sind, so 
daB ein Pragen der Lackschicht gut moglich ist ohne daB 
sich der Lack vom Trager I6st, der Lack jedoch gleich- 
zeitig von der Transf erfolie leicht abldsbar ist, wenn das 



i 171 Al 

2 

Element auf ein Substrat iibertragen wird. 

Da die Haftung der Lackschicht an der Tragerfolie 
wesentlich von der Art und Vorbehandlung der Folie 
abhangt, wird die Lackschicht durch Zugabe von Zu- 
satzstoffen an die jeweils als Tragerschicht verwendete 
Kunststoffolie angepaBt. 

Dies bedeutet, daB die Pragelackschicht und die Tra- 
gerschicht jeweils so aufeinander abgestimmt werden 
mussen, daB die beschriebenen, nur schwer miteinander 
zu vereinbarenden Bedingungen erfullt sind. 

Daruber hinaus sind die Haftungswerte der Lack- 
schicht am Trager selbst bei Verwendung gleicher Tra- 
germaterialien oftmals nicht konstant Die Eigenschaf- 
ten der Tragerfolie unterliegen zufallsbedingten 
Schwankungen, deren Ursache z. B. in Schwankungen 
der Herstellungsbedingungen, Lagerzeit, Alterung oder 
ahnlichem liegen kann. Dies fuhrt zu unterschiedlichen 
Haftungswerten der Tragerfolienoberflache, so daB ei- 
ne Anpassung der Haftung der Pragelackschicht an den 
verwendeten Trager selbst bei Verwendung derglei- 
chen Tragerkunststof folie notig ist. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht daher darin, eine 
Transf erfolie mit einer Tragerfolie und einer Transfer- 
schicht sowie ein Verfahren zu ihrer Herstellung vorzu- 
schlagen, wobei die Tragerfolie zur Transferschicht eine 
def inierte Haftung aufweist 

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der unab- 
hangigen Anspriiche gelost Besondere Ausfiihrungsfor- 
men sind Gegenstand der Unteranspruche. 

Der Grundgedanke der Erfindung besteht darin, 
durch eine Vorbehandlung der Tragerfolie eine def inier- 
te Haftung der Tragerfolie zur Transferschicht zu schaf- 
fen. Hierzu wird die Tragerfolie mit einer dunnen Me- 
tall- oder Haibleiteroxidschicht versehen, auf welche an- 
schlieBend die Transferschicht aufgebracht wird. 

Besonders vorteilhaft an der erfindungsgemaBen Ld- 
sung ist die Tatsache, daB durch das Aufbringen der 
dunnen Oxidschicht die Haftung der Tragerschicht an 
der Transferschicht von den Oberflacheneigenschaften 
der Tragerschicht entkoppelt werden. Somit kann die 
Transferschicht nahezu unabhangig von den Eigen- 
schaften der Tragerfolie gewahlt werden, ohne daB die 
gewiinschten Haftungswerte negativ beeinfluBt wiirden. 
Dies ist selbstverstandlich auch bei Tragerfolien der 
Fall, die aus dem gieichen Kunststoffmaterial bestehen, 
jedoch aus unterschiedlichen Herstellungschargen 
stammen. Das Aufbringen einer Metall- oder Halblei- 
teroxidschicht auf das Tragerband schafft jeweils defi- 
nierte Haftungsverhaitnisse zur dariiberliegenden 
Transferschicht Der jeweils erzielte Haftungswert ist 
somit lediglich durch die Haftung der Transferschicht 
zur Oxidschicht bestimmt 

In einer bevorzugten Ausfiihrungsform wird eine 
Tragerfolie, beispielsweise eine Polyethylenterephtha- 
latfolie, mit einer Siliziumoxidschicht (SiO x ) bedampft 
Da sich bei diesem ProzeB ein Gemisch aus SiO und 
Si02 auf der Tragerfolie ablagert, entsteht auf der Tra- 
gerfolie eine SiCVSchicht mit 1 < x < 2. Die Dicke 
der Schicht wird dabei so gewahlt, daB zwar einerseits 
eine durchgehende Flachenbelegung der Tragerfolie 
entsteht, jedoch andererseits die aufgedampfte Schicht 
transparent bleibt Die Siliziumoxidschicht wird im An- 
schluB daran mit einem Pragelack beschichtet, in wel- 
chem in einem weiteren Arbeitsgang die gewiinschte 
Hologrammstruktur z.B. mit Hilfe einer Pragewalze 
eingebracht wird. Nach dem Harten bzw. Vernetzen des 
Pragelackes wird die Seite, welche die Hologramm- 
struktur tragt, mit einer Metallschicht versehen. Auf die 
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Metallschicht kann optional ein Reaktionskleber aufge- 
bracht werden. 

Die Siliziumoxidschicht stellt den Haftungswert des 
Transferhologramms zum Tragermaterial gerade so ein, 
daB das Hologramm in die Pragelackschieht einge- 
bracht werden kann, ohne daB sich die Transferschicht 
dabei vom TrSger lost Demnach laBt sich das Holo- 
gramm beispielsweise mit einem Stempel oder einer 
Andruckrolle leicht auf ein Substrat ubertragen und von 
der Tr&gerf oiie leicht abldsen. 

Weitere Vorteile und Verfahrensvarianten werden 
anhand der nachstehenden Figuren erlautert. Es wird 
darauf hingewiesen, daB die Figuren keine maBstabsge- 
treuen Darstellungen der Erfindung bieten, sondern le- 
diglich der Veranschaulichung dienen sollen. 

Es zeigen: 

Fig. 1 Ein mit einem erfindungsgem&Ben Sicherheits- 
element ausgestattetes Dokument, 

Fig. 2 Grundprinzip der erfindungsgemaBen Folien- 
vorbehandlung, 

Fig. 3 Aufbau einer erfindungsgemaBen Transf erfolie. 

Wie in Fig. 1 dargestellt, ist es mit der erfindungsge- 
maBen Transferfolie moglich, das Transferelement 15 
auf einen Datentrager, im vorliegenden Fall auf eine 



bis 100 nm, aufgebracht werden. Diese diinnen Schich- 
ten haben den Vorteil, daB sie einerseits bereits eine 
ausreichend definierte Haf tungsflache zur spater auf zu- 
bringenden Lackschicht bilden und andererseits trans- 
5 parent sind. Sie beeinfluBt daher den optischen Ein- 
druck nicht, der vom Transferelement erreicht werden 
soli. Im Gegensatz zur Verdampfung von Aluminium 
liegen die Verdampf ungstemperaturen von Siliziumoxid 
relativ hoch, d.h. im allgemeinen zwischen 1350 und 
io 1400° C, so daB es erforderlich ist, die Rollen 1 und 2 
wahrend des Aufdampfen des Oxides zu kiihlen. 

Die Abscheidungsrate der Oxidschicht laBt sich bei- 
spielsweise dadurch kontrollieren, daB in der Verdamp- 
fungsstation Fenster 6 und 7 vorgesehen werden. Durch 
is das Fenster 6 wird von einer Lichtquelle 5 ein Licht- 
strahl 8 einer Intensitat Io in das Innere der Verdamp- 
fungsstation 4 geleitet Je nach Menge der durch die 
Verdampfung aufsteigenden Partikel wird der einfallen- 
de Lichtstrahl mehr oder weniger stark diffus gestreut, 
20 so daB die Intensitat Io um einen bestimmten Betrag 
erniedrigt wird Die aus dem Fenster 7 austretende In- 
tensitat Ii bzw. der Quotient Ii/I 0 stellen ein direktes 



MaB fur die Verdampfungsrate dar, die dann entspre- 
chend den jeweiligen Erfordernissen geregelt werden 
Banknote 16 zu ubertragen. Das optisch variable Ele- 25 kann. 
ment 15 ist dabei insbesondere als Hologramm ausge- Statt der in der Fig. 2 gezeigten Verdampfungsstation 
fuhrt und kann so auf den Datentrager aufgebracht wer- 4 kann die Metall- oder Halbleiteroxidschicht, auch 
den, daB es von einer Seitenkante bis zur gegeniiberlie- durch andere Verfahrenstechniken, wie durch eine che- 
genden Seitenkante des Datentragers reicht Daneben mische Abscheidung, aus der Dampfphase auf dem Tra- 
sind auch noch sogenannte Insellosungen moglich, bei 30 germaterial abgelagert werden. Die Verdampfungssta- 
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denen das optisch variable Element 15 als separates 
Element an einer beiiebigen Stelle des Datentragers 
aufgebracht werden kann. 

Auch hinsichtlich Form und GrdBe des optisch varia- 
blen Elementes bestehen keinerlei Beschr£nkungen, so 
daB das Element ohne Schwierigkeiten an das jeweils 
gewunschte Design des Datentragers angepaBt werden 
kann. 

Fig. 2 zeigt schematisch das Grundprinzip der erfin- 
dungsgemaBen Folienvorbehandlung zur Herstellung 40 
einer Transferfolie. Die Tragerfolie 3 ist auf einer Rolle 
2 aufgewickelt und wird uber einer Bedampfungsstation 
4 zu einer zweiten Rolle 1 gefuhrt, auf der die Folie nach 
dem Aufbringen der Metall- oder Halbleiteroxidschicht 
wieder aufgerollt wird Als Tragerfolien konnen bei- 
spielsweise Polyethylenterephthaiat (PET) orientiertes 
Polypropylen (OPP), orientiertes Polyamid (OPA) oder 
eine andere hinreichend stabile Folie verwendet wer- 
den. In der Bedampfungsstation 4 wird das aufzubrin- 
gende Metall- oder Halbleiteroxid, beispielsweise das 
Siliziummonoxid in einem beheizbaren Tiegel erhitzt 
und verdampft Das zu verdampfende SiO liegt im Tie- 
gel als braunes Pulver vor. Die in die Dampfphase iiber- 
gehenden Partikel schlagen sich auf der Oberflache der 
Tragerfolie nieder und bilden einen diinnen Film, dessen 
Dicke von der Transportgeschwindigkeit der Tragerfo- 
lie sowie der Verdampfungstemperatur abhangt. Ob- 
wohl das Verdampfen unter Vakuum erfolgt, wird an 
der Folienbahn keine reine Siliziummonoxidschicht ab- 
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tion 4 kann auch als Elektronenstrahlbeschichtungssta- 
tion ausgefiihrt werden, bei der ein Elektronenstrahl als 
Heizquelle benutzt wird. Der im Prinzip punktformige 
Elektronenstrahl wird dabei in Querrichtung schnell 
uber einen Verdampfungstiegel 9 gefuhrt, weicher das 
zu verdampfende Oxidmaterial enthalt. Die Elektronen- 
strahlbeschichtung hat den Vorteil, daB mit dieser Tech- 
nik eine Beschichtung auch breiter Bahnen moglich wird 
und die Bahngeschwindigkeit gesteigert werden kann. 

Nach dem Beschichten der Tragerfolie mit der diin- 
nen SiOx-Schicht wird in einem weiteren Arbeitsgang 
auf diese SiO x -Schicht die ein- oder mehrschichtige 
Transferschicht aufgebracht. Bei der Herstellung von 
Hologrammtransferschichten wird hierzu eine Prage- 
lackschieht auf die SiO x -Schicht aufgetragen, in welche 
die jeweils gewunschte holografische Pragestruktur ein- 
gepragt wird. Nach dem Ausharten bzw. Vernetzen der 
Pragelackschieht wird auf diese in einem weiteren Ar- 
beitsgang eine Metallisierung aufgebracht, die den opti- 
schen Eindruck des Pragehologramms deutlich ver- 
starkt. Sofern erforderlich, wird die Metallschicht mit 
einer HeiBkleberschicht versehen, mit der das Transfer- 
element unmittelbar auf ein Substrat geklebt werden 
kann. Auf diese Kleberschicht kann jedoch verzichtet 
werden, wenn unmittelbar vor dem Aufbringen des 
Transferelementes auf das Substrat eine geeignete Kle- 
berschicht aufgebracht und das Transferelement auf die 
mit Kleber beschichteten Bereiche des Substrates iiber- 
tragen wird In soichen Fallen ist es giinstig, solche Kle- 



gelagert Denn aus der vorhandenen Restluft reagiert eo ber zu verwenden, die verzogernd harten, d h. also, de- 

Sauerstoff mit SiO zuSi02, so daB an der Oberflache der ren Aushartung nach dem Aufbringen beispielsweise 

Folienbahn eine Lage aus einem Gemisch von SiO und durch eine UV-Lampe initiiert wird. 

Si0 2j die sogenannte SiOx-Schicht, angelagert wird. Der Aufbau des erfindungsgemaBen Transferbandes 

Auch an der Oberflache der Folie gebundener Sauer- ist in Fig. 3 schematisch dargestellt Auf einer Tragerfo- 

stoffleistet einen Beitrag zur Bildung von Si0 2 . Je nach 65 lie 10 ist eine dunne Halbleiter- oder Metalloxidschicht 

auf zubringender Oxidschicht werden die ProzeBpara- 11, beispielsweise eine SiO x -, Magnesiumoxid- oder Alu- 

meter so gew^hlt, daB Schichten in einer Dicke von miniumoxidschicht aufgebracht Auf dieser Oxidschicht 

nicht mehr als 200 nm, bevorzugt in einer Dicke von 60 befindet sich die auf das Substrat zu ubertragende 
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Transferschicht 15, die im vorliegenden Fall als mehrla- 
gige Schicht ausgefuhrt ist Die Transferschicht 15 be- 
steht aus einer Lackschicht 12, in welche eine hoiografi- 
sche Struktur 14 eingepragt ist Auf der Prageseite der 
Lackschicht ist eine Metallschicht aufgebracht, die be- 5 
vorzugt aufgedampft wird. Je nachdem, wie die Trans- 
ferschicht auf das Substrat aufgebracht werden soil, 
wird eine weitere, in der Fig. 3 nicht gezeigte, HeiB- 
schmelzkleberschicht auf die Metallschicht 13 aufge- 
bracht 10 

Der Haftungsverbund zwischen der Tragerfolie und 
der Transferschicht wird uber die Oxidschicht 11 sehr 
genau und definiert eingestellt Fur eine Siliziumoxid- 
schicht, die auf eine OPA-Folie aufgedampft wird, lassen 
sich die Haftungswerte zu einer auf der Oxidschicht 15 
aufgedruckten UV- Lackschicht im Bereich von 30 
mN/m bis 38 mN/m einstellen. 

Die Erfindung ist jedoch nicht auf das Vorsehen einer 
bestimmten Transferschicht, beispielsweise eines Holo- 
gramms, beschrankt Vielmehr konnen mit dem erfin- 20 
dungsgem&Ben Transferband nahezu beliebige Schich- 
ten auf Substrate ubertragen werden. Neben den bereits 
erwahnten Hologrammen konnen auch glatte metalli- 
sche Flachen, magnetische Schichten oder Flachen mit 
Effektpigmenten auf Substrate, wie Papier, Kunststoff 25 
oder Metall, ubertragen werden. Vom sicherheitstechni- 
schen Standpunkt aus sind Schichten mit optisch er- 
kennbaren oder optisch variablen sowie mit maschinen- 
lesbaren Eigenschaften besonders interessant. 

Anhand der nachfolgenden Beispiele soil die erfin- 30 
dungsgemaBe Transferfolie weiter erlautert werden. 



Beispiel 1 
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Eine 25-p,m-OPA-Folie wird mit Siliziumoxid be- 
dampft (0,1 g/m 2 bis 0,25 g/m 2 ). AnschlieBend wird ein 
UV-vernetzbarer Lack in einer der gangigen Techniken, 
beispielsweise durch Bedrucken der Siliziumoxidschicht 
aufgebracht Nach holografischer Pragung und UV- 
Hartung wird die Folie mit Aluminium bedampft. Nach 40 
der Applikation dieser Transferfolie mit einem Reak- 
tionsklebstoff kann die OPA-Tragerfoiie sehr leicht ab- 
gezogen werden, ohne daB Fehlstellen auf der zuriick- 
bleibenden Hologrammprageschicht entstehen. 



Beispiel 2 

Eine 25-M,m-OPA-Folie wird mit Siliziumoxid be- 
dampft und mit einem thermoplastischem Lack be- 
schichtet. Nach holografischer Pragung mit einer ge- 
heizten Pragewalze wird die Folie mit Aluminium be- 
dampft. Auf die Aluminiumfolie wird ein Reaktionskleb- 
stoff appliziert Beim Ubertragen der Transferschicht 
kann die OPA-Tragerfolie sehr leicht abgezogen wer- 
den, ohne daB Fehlstellen auf der Transferschicht zu- 
riickbleiben. 

Beispiel 3 

Eine 25-|xm-OPA-Folie wird mit Siliziumoxid be- 
dampft und mit einem kaltvernetzendem Lack beschich- 
tet Nach der Aushartung des Lackes wird die Folie mit 
Kupfer bedampft Mit Hilfe eines Reaktionsklebstoffes, 
der unmittelbar auf das Substrat aufgetragen wird, wird 
das Transferelement der Transferfolie auf das Substrat 
iibertragen, wobei sich die OPA-Tragerfolie sehr leicht 
abziehen laBt Auf diese Weise laBt sich auf dem Sub- 
strat eine goldglanzende Schicht erzeugen. 
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Beispiel 4 

Eine 12-p,m- PET- Folie wird mit Siliziumoxid be- 
dampft und mit einem losemittelhaltigem Lack be- 
schichtet. Nach dem Trocknen des Lacks wird die Folie 
mit Aluminium bedampft Die Applikation des Transfer- 
elementes erfolgt wie im Beispiel 3 durch Auftragen 
eines Reaktionsklebstoffes unmittelbar auf die Substrat- 
flache, auf welche dann die Transferfolie aufgelegt und 
die Tragerfolie abgezogen wird. Hierdurch wird auf 
dem Substrat eine silbrigglanzende Schicht erzeugt 

Patentanspriiche 

1. Mehrlagige Folie, insbesondere Transferfolie, be- 
stehend aus einer Tragerfolie und einer ein- oder 
mehrlagigen Transferschicht sowie einer zwischen 
der Tragerfolie und der Transferschicht liegenden 
Zwischenschicht, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Zwischenschicht eine Metalloxid- oder eine 
Halbleiteroxidschicht ist. 

2. Mehrlagige Folie nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Zwischenschicht eine Dicke 
von weniger als 200 nm, insbesondere zwischen 
60 nm und 100 nm, aufweist. 

3. Mehrlagige Folie nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Siliziumoxidschicht aus ei- 
nem Gemisch von Siliziumoxid und Siliziumdioxid 
besteht 

4. Mehrlagige Folie nach einem der Anspruche 1 bis 

3, dadurch gekennzeichnet, daB die Zwischen- 
schicht transparent ist. 

5. Mehrlagige Folie nach einem der Anspruche 1 bis 

4, dadurch gekennzeichnet, daB der Haftungswert 
der Tragerfolie an der Transferschicht 30 bis 38 
mN/m betragt 

6. Mehrlagige Folie nach einem der Anspruche 1 bis 

5, dadurch gekennzeichnet daB die Zwischen- 
schicht thermisch aufgedampft, chemisch abge- 
schieden oder mit Hilfe von Elektronenstrahlen 
aufgedampft ist 

7. Mehrlagige Folie nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Zwischenschicht eine Alumi- 
niumoxid- oder Magnesiumoxidschicht ist 

8. Mehrlagige Folie nach einem der Anspruche 1 bis 

7, dadurch gekennzeichnet, daB die Transferschicht 
eine Reaktionslackschicht aufweist, die mit einer 
holograf ischen Pragung versehen ist 

9. Mehrlagige Folie nach einem der Anspruche 1 bis 

8, dadurch gekennzeichnet, daB die Transferschicht 
eine metallische Flache, magnetische Elemente 
oder Ef f ektpigmente aufweist 

10. Yerfahren zur Herstellung einer mehrschichti- 
gen Folie, die eine Tragerfolie, eine ein- oder mehr- 
schichtige Transferschicht sowie eine zwischen der 
Tragerfolie und der Transferschicht liegende Zwi- 
schenschicht aufweist, dadurch gekennzeichnet, 
daB auf eine Oberflache der Tragerfolie eine Me- 
tall- oder Halbleiteroxidschicht aufgebracht wird 
und diese dadurch hergestellte Zwischenschicht 
durch Aufbringen der Transferschicht abgedeckt 
wird. 

1 1. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Zwischenschicht auf der Oberfla- 
che der Tragerfolie thermisch aufgedampft che- 
misch abgeschieden oder mit Hilfe von Elektronen- 
strahlen aufgedampft wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
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zeichnet, daB die Zwischenschicht durch Aufdamp- 
fen einer Siliziumoxid-, Magnesiumoxid- oder Alu- 
miniumoxidschicht auf die Tragerfolie hergestellt 
wird 

13, Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis 12, 5 
dadurch gekennzeichnet, daB die Metall- oder 
Halbleiteroxidschicht in einer Dicke von nicht 
mehr als 200 nm, insbesondere zwischen 60 nm und 
100 nrn, aufgebracht wird. 

14, Verwendung einer mehrlagigen Folie gem&B 10 
Anspruch 1 zum Aufbringen auf einen Datentrager, 
wie Banknote, Ausweiskarte oder ahnlichem, 
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